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Kryci maska se zasaditou prisadou pro
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leptani ¢i matovani skla

(57) Anotace:
Kryci maska pro leptani & matovani sklenénych povrchd je
vyrobena z materiald, které chrani povrch sklav
poZadovanych mistech proti pisobeni leptaciho (matovaciho)
roztoku nejen pasivni slozkou, ale diky zasaditym slozkam
aktivni neutralizadni chemické reakce a tim se doséhne ostré
kontury poZadovanych vzor.
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Kryci maska se zésaditou pfisadou pro lepténi &i matovéani skla.

Oblast techniky

Vyndlez se tykad zuSlechtovadni skla chemickym plsobenim za pouZiti kryci
masky. Dosavadni stav techniky leptdni ¢&i matovédni skla k dekorativnim
G&ellim se provadi pomoci sm&si soli fluoridu kyseliny sirové a kyseliny
fluorovodikové. Zastoupeni Jjednotlivych sloZek ovliviiuje vysledny efekt
v drsnosti a hloubce leptané vrstvy a lomu svétla. Sklenéna deska se
v mistech, kterd nemaji byt leptédna (matovéna) zakryje vhodnou kryci maskou
z folie &i potisku z materidlu odolného vG&i leptacimu roztoku (pasty) a
deska se na ur&itou dobu pono¥i do leptaciho (matovaciho) roztoku (pasty).
Poté se opléchne a odstrani se kryci maska. U tohoto postupu se ocCekava, Ze
material kryci masky je dostatedn& odolny chemickému roztoku a zaroven
tento roztok neovliviiuje chemicky.

Jinym zptsobem vytva¥eni leptaného (matovaného) dekoru na skle je nanaseni

leptaciho (matovaciho) roztoku (pasty) tiskovou technikou tak, Ze na
sklené&ny povrch se pfenese v pofadovaném vzoru leptaci (matovaci) roztok
(pasta), kterd se po ur&ité dobé& oplachne a v misté& jejiho pusobeni vznikne

pofadovany dekor leptaného (matovaného) skla. V tomto pripadé se nepouzivéa
kryci maska.

Nevyhodou vy$e uvedenych zplsobl je p¥ri pouZiti kryci masky a pono¥ovaci
14zn& relativné vysokd cena kryci masky a jeji aplikace. Dal3i nevyhodou,
zv14%t& u tiskového zpusobu leptaciho (matovaciho) roztoku (pasty) Jje jeji
mald ptesnost p¥i pouZiti dekoru vyuzivajici velikost jednotlivych elementt
o prim&ru 0.05 mm tiskovych bodd. Tak zvané rozpijeni do stran plsobi
kvalitativni problémy, které tuto technologii vytazuji =z pouZiti pro
dekory, které vyuZivaji jednotlivé tiskové body o priméru kolem 0,05 mm.

Podstata vynalezu

Novy zpusob leptaci (matovaci) technologie odstranuje nedostatky
stavajicich zptisobtl a je zv1la3té& vyhodny pro velmi jemné vzory s tiskovymi
body o pruméru cca 0.05 mm. Podstata vyndlezu spoCivad v tom, Ze se pouzije
metody kryci masky, kterad Jje zhotovena z roztoku kapaliny (Casem, teplem
nebo UV lampou tvrditelné) a nékteré =z technicky dostupnych zasad
(hydroxidd) . Napifiklad sm&s parafinu a hydroxidu véapenatého nebo lze
s vyhodou vyuZit roztok s UV lampou tvrditelnych lakt, barev nebo inkoustl
rovnd? smichané s hydroxidem vapenatym (nebo s jinou =zésaditou latkou).
Tato smds se vzadjemnym pom&rem michani upravi tak, aby jeji viskozita byla
vhodnou technologii, nap¥iklad tiskem nanesitelnd na sklenény povrch. Na
sklen&nou desku se nanese z uvedenych materidld pf¥fipravend kryci maska
S negativnim vzorem budouciho dekoru. Po vytvrdnuti (zaschnuti, vytvrzeni
UV lampou apod.) se ptes celou masku s negativnim vzorem nanese leptaci
(matovaci) roztok &i pasta, které jsou pfipraveny standardnim zpisobem
pouzivanym u stavajicich technologii. Naneseni Jje moZné provést valeckem,
sitotiskem nebo néast¥ikem. Po naneseni leptaciho (matovaciho) roztoku
(pastY), dojde v misté& kontaktu mezi leptacim (matovacim) roztokem (pastou)
a zasaditou maskou k Zastedné neutralizaci obou komponentd a tim vznikne
neutralizadni hranice. Tim se docili pt¥esné& ost¥e ohranileného plsobeni
leptaciho (matovaciho) roztoku (pasty) pouze na mista, kde neni zdsadité
maska. Diky této chemické reakci (neutralizaci) nedochédzi k tzv. rozpijeni
leptaciho (matovaciho) procesu pod kryci masku, Jak se to déje u
standardnich postupt. Po dobé& potfebné k leptacimu (matovacimu) procesu se
sklen&ny povrch opléchne silnym proudem vody, ktery spléachne jak leptaci
(matovaci) roztok (pastu), tak i pouZitou masku. Vysledny efekt pouziti




nové technologie lepténi (matovani) spoliva v mimoradné ostré kontufe
vzoru.

Pt¥iklad pouZiti

1.

Na dva dily standardniho UV lampou tvrditelného inkoustu p¥idéme 1 dil
hydroxidu vapenatého a promichd se tato smé&s do formy husté pasty, ktera
se dle negativniho vzoru nanese na sitotiskovém stroji na sklenénou
desku velikosti nap¥. 200 x 320 cm a vytvrdi se UV lampou.

Na valedkové trati se deska transportuje pod néstfikovou rampu, kde
dojde k jednostrannému néast¥iku leptaciho (matovaciho) roztoku (pasty)
takové viskozity, aby rovnomérné drZel na naneseném povrchu. Spodni
strana desky nemusi byt chrénéna.

Po dob& pottebné k leptani (matovani) se deska transportuje do myciho
boxu a povrch se splachne proudem tlakové vody, kterd odplavi leptaci
(matovaci) roztok (pastu).

Deska se transportuje do boxu k findlnimu myti a osuSeni.
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PATENTOVE NAROKY

1. Kryci maska pro lepténi (matovani) vyznadujici se tim, Ze plsobi aktivné

proti plisobeni  leptaciho (matovaciho) roztoku (pasty) chemickou
neutralizaci roztoku (pasty) v chrdnéném misté&. Materidl masky se
vyznaduje tim, Ze Jednou =z jeho sloZek Jje =zasaditd 1latka smichana
s kapalinovym nosicem, ktery je tvrditelny gasovou  prodlevou,
(zaschnuti), rozdilnou teplotou tuhnuti nebo oza¥enim UV lampou ¢i jinou
reakci.

Technologicky postup p¥i pouzZiti kryci masky dle naroku 1 vyznacujici se
tim, Ze na sklendny povrch desky chradnény negativnim vzorem kryci maskou
se nastfikem (tiskem) nanese velmi tenkd vrstva leptaciho {(matovaciho)
roztoku (pasty) a neni nutnd ochrana druhé strany desky proti
chemickému vlivu leptaciho (matovaciho) procesu.
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